Nazev verejné
zakazky:

Dodavka pulznich zdroj G pro magnetronovou depozici projektu NTIS
Dodavka pulzniho dvoukanalového elektrického zdroje SIPP 2000-USB pro pulzni
unipolarni a bipolarni magnetronové rozpraSovani jednoho az c&tyf ter€d a pro
synchronizované predpéti substratu

Odivodnéni ucelnosti verejné zakazky dle ust. § 86 odst. 2 a 8§ 156 odst.plsm. a) zékonac.

137/2006 Sb.

Popis pot Feb, které
maji byt spln énim
verejné zakazky
napln ény:

Popis p fredmétu
verejné zakazky

Predpokladany termin
spln éni vefejné
zakézky::

Popis vzajemného
vztahu p fedmétu
verejné zakazky

a potfeb zadavatele:

Popis rizik
souvisejicich

s pln énim ve fejné
zakézky, ktera
zadavatel zohlednil p i
stanoveni zadavacich
podminek:

Popis alternativ
naplin éni planovaného
cile a zd Gvodn éni:

Popis toho, do jaké
miry ovlivni ve Fejna
zakazka pin éni
planovaného cile:

Prostfednictvim této vefejné zakézky bude zajisténo pInéni vyzkumného programu
P4 Evropskeého centra excelence NTIS (Nové technologie pro informacni spolecnost)
Fakulty aplikovanych véd ZCU v Plzni.

V tomto programu jsou plazmovymi technologiemi vytvareny unikatni nanostrukturni
tenkovrstvé materialy s novymi mechanickymi, fyzikalnimi i biologickymi vlastnostmi
a jsou navrhovany zcela nové plazmové systémy pro depozici vrstev a modifikaci
povrcha.

Splnénim této vefejné zakazky budou zajiStény depozice vrstev kovl a reaktivni
depozice vrstev oxidd, nitridd a oxynitridd pfi priméru 1 az 4 rozpraSovanych tercu
50-100 mm, pfi synchronizovaném predpéti substratu o priméru do 120 mm.

Pulzni dvoukanalovy elektricky zdroj SIPP 2000-USB pro pulzni unipolarni
a bipolarni magnetronové rozpraSovani 1 aZz 4 ter€u a pro synchronizované predpéti
substratu s vysokou variabilitou vyuZziti izolovanych vystupnich kanalu.

Predpokladany termin spinéni vefejné zakazky je 12/2013.

Tato vefejna zakazka je jednim ze zakladnich predpokladli pro dosazeni
stanovenych cilt celého vyzkumného programu P4 Evropského centra excelence
NTIS.

Rizika souvisejici s nerealizaci této verejné zakazky vyrazné ohroZuji naplnéni cill
projektu Nové technologie pro informacéni spole¢nost (NTIS) a nebude tak mozna
plnohodnotna ¢€innost v rdmci tohoto projektu a zadavateli mohou vzniknout znacné
Skody. Tato rizika negativné ovlivni i plnéni monitorovacich indikatorG. Prodleni s
plnénim vefejné zakadzky negativné ovlivni vystup programu P4 projektu Nové
technologie pro informacéni spole¢nost (NTIS): P4-3 Vyzkum a vyvoj novych
material( (termin 12/2014)

Pro pfedmét této verejné zakazky neexistuje plnohodnotna (ekvivalentni) alternativa,
ktera by umoznila naplnéni uvedeného cile a zajistila plnéni vyzkumného programu
P4 Evropského centra excelence NTIS.

Pofizeni predmétného zafizeni je proto zcela zasadni z hlediska dosazeni
planovanych cilll vyzkumného programu projektu NTIS.




Dal3i nepovinné
informace

od Givod fAujici ve Fejnou
zakazku:

Ze znaleckého posudku €. 32/12-2952 vyhotoveného dne 29. zafi 2012 znalcem
panem Ing. Jindfichem Kandlerem, CSc. jednoznacéné vyplyva, Zze dodavka pulzniho
zdroje pro magnetronovou depozici projektu NTIS, kterou ma Zapadoceska
univerzita v Plzni v Uumyslu poptat od uvedeného dodavatele v souvislosti
s vyzkumnym programem projektu NTIS Z&padoceské univerzity v Plzni je natolik
specificka, Ze existuje z pohledu ust. § 23 odst. 4 pism. a) zakona o ve Fejnych
zakazkach €. 137/2006 Sb., ve znéni pozd éjSich p fedpis G, tj. z technickych
davod Gl a z divod G ochrany vyhradnich prav, tento jediny mozny dodava  tel
pfedmétného pulzniho zdroje pro uvedeny projekt . S ohledem na technicka a
jiny specifika pfedmétné dodavky nemuze byt tato poptana prostfednictvim jinych
dodavatel(, a to my3leno na celém svété, nejen v CR.




